POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

' OPIS PATENTOWY

92625

Patent dodatkowy

do patentu
Zgtoszono: 24.1.1966 (P 112 618)
Pierwszenstwo: MKP HO1j 7/ "8
URZAD (3IBLIOTEKA]
PATENTOWY
PRL Opublikowano: 6. CIER 1967 | U ,m'd”,,::fi oot

Kl. 21g,13/3t

Wspéltworcy wynalazku: mgr inz. Lucjan Grabowski, mgr inz. Janusz

Komenda

Wilasciciel patentu: Przemystowy Instytut Elektroniki, Warszawa (Polska)

Urzadzenie do pochlaniania gazu w lampach elektronowych
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do po-
chianiania gazu w lampach elektronowych lub in-
nych przyrzadach prozniowych, umozliwiajace
w przypadku getteru rozpylanego odparowanie
i prawidlowe napylenie do wnetrza balonu lampy
lub przyrzadu prézniowego, substancji pochlania-
jacej gazy, zawierajacej na przyklad metale ziem
alkalicznych a w przypadku getteru nierozpyla-
nego prawidlowe zaktywowanie substancji getteru-
jacej.

Znane sposoby utrzymywania lub poprawiania
stanu pré6zni w lampach elektronowych polegajag
na rozpylaniu i wytwarzaniu na wewnetrznych
§ciankach balonu lampy warstwy substancji po-
chlaniajacej gazy, zawierajacej na przyktad meta-
le ziem alkalicznych.

Pary powyiszych metali oraz utworzone z nich
warstwy wykazujg duze wlasno$ci sorpcyjne resz-
tek gazéw wystepujacych w lampach elektrono-
wych.

Wewnatrz balonu lampy substancje te umiesz-
cza sie w pojemnikach metalowych o okre$§lonych
ksztaltach a nastepnie po zamknieciu balonu roz-
pyla sie przez podgrzanie pojemnikéw przy po-
mocy pradéw wielkiej czestotliwo$ci lub w inny
sposoéb.

Inny spos6b utrzymywania stanu préZzni polega
na umieszczeniu wewngtrz balonu staltych substan-
cji pochlaniajacych gazy. Przed zamknieciem ba-
lonu lampy substancje te odgazowuje sie a na-
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stepnie formuje przez podgrzewanie do odpowied-
niej temperatury.

Istnieje wiele konstrukeji pojemniké6w substan-
cji getterujgcych wykonanych na przyklad w po-
staci pierScienia o przekroju korytkowym w ksztal-
cie litery U lub V, w ktére wprasowuje sie sub-
stancje getterujgcg. Inne rodzaje konstrukcji pole-
gaja na wttaczaniu w pojedyncze paski metalowe
pigutek z materialu getterujgcego. Konstrukcje
znanych pojemnikéw pozwalajag na swobodny do-
step powietrza do substancji getterujacych wsku-
tek czego wymagajg przechowywania w prézni lub
w atmosferze gazu obojetnego. Pojemniki te
w przypadku rozpylenia getteru wewngtrz lam-
Py nie zabezpieczajg dostatecznie pozostatoSei
substancji getterujgcej przed wypadnieciem i za-
nieczyszezeniem wnetrza lampy a poza tym wy-
konanie tych pojemnikéw jest najczeSciej praco-
chlonne.

Powyzszych niedogodno$ci nie wykazuje kon-
strukcja urzadzenia getterujgcego wedlug wyna-
lazku, ktéra poza tym pozwala na dokladne do-
zowanie substancji getterujgcej zaleinie od po-
jemnoS$ci balonu lampy oraz kierowania rozpyla-
nia w zadanym kierunku.

Konstrukcja urzadzenia wedlug wynalazku pole-
ga na rozlozeniu porcji substancji getterujgcej po-
miedzy dwiema ta$mami metalowymi zigczonymi
brzegami ze sobg, po czym taSmy te zwija sie
w ksztalt cienko$ciennego walca lub stozka.
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Odmiana urzagdzenia polega
porcji substancji getterujgcej
metalowymi krazkami.

Istota wynalazku jest przedstawiona na zalgczo-
nym rysunku, na ktéorym fig. 1 przedstawia dwa
zlozone paski w widoku z boku, fig. 2 te same
dwa paski w drugim rzucie, fig. 3 pojemnik
w ksztalcie walca lub stozka zwinietego z paskow,
fig. 4 odmiane konstrukcji urzgdzenia w postaci
krazka, na obwodzie ktérego wykonano wglebie-
nia celem umieszczenia substancji getterujacej,
a fig. 5 przedstawia pojemnik skladajacy sie
z dwéch natozonych na siebie krazkéw metalo-
wych.

Tasma lub pasek metalowy 1 wykonany na przy-
kilad z blachy Zelaznej odpornej ma korozje, jed-
nostronnie platerowanej niklem, aluminium lub
innym metalem posiada wytloczone wzdluz diu-
goSci wglebienia 2 wypelnione substancjg gette-
rujgcag 3. Pasek 1 jest nakryty drugim paskiem
metalowym 4, w ktérym wykonano wglebienia 5
podobne do weglebien 2, przy czym w kazdym
wglebieniu wykonano lekkie naciecia dla ulatwie-
nia ujScia par materialu sorpcyjnego przy pod-
grzaniu. W przypadku zastosowania substancji get-
terujgcej nierozpylanej we wglebieniach 5 wy-
konuje sie, niewielkie otworki celem odgazowania
i zaktywowania wewngtrz lampy substancji get-
terujacej.

Paski 1 i 4 zlaczone sg ze sobg przez zaci$niecie
brzegdw lub zgrzewanie. Tak przygotowany ze-
staw zwija sie w ksztalt cienko$ciennego wydrazo-
nego walca 6 lub stozka 7 z rozmieszczonymi na
poboczu wglebieniami zawierajagcymi substancjes
getterujaca. Ksztalt stozka wzglednie walca do-
stosowuje sie odpowiednio do symetrii zestawu
elektrod i tak przygotowang konstrukcje umiesz-
cza sie wewnatrz balonu lampy w spos6b zgodny
z konstrukcjg elektrod.

Urzadzenie wedlug wynalazku pozwala row-
niez na stosowanie réznych substancji getterujacych
umieszczanych obok siebie w kolejnych wglebie-
niach a poza tym przez dobranie nachylenia wal-
ca wzgledem konstrukeji elektrod lub kata po-
chylenia stozka umozliwia rozpylenie substancji
getterujacej w prawidlowym kierunku zapewnia-
jacym osadzenie sie getteru na bafice lampy i unik-
niecie zanieczy_wszczenia konstrukeji  wsporczych
i elektrod.

na umieszczeniu
pomiedzy dwoma
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Odmiane urzadzenia stanowi wykonanie pojem-
nika z krazka 8 blachy Zelaznej odpornej na ko-
rozje, jednostronnie platerowanej, metalem o lep-
szej przewodnoS$ci elektrycznej, na obwodzie kto-
rego wykonano szereg wgtebien 9.

Weglebienia 9 wypelnia sie jak poprzednio sub-
stancjg getterujaca 3 a nastepnie przykrywa sie
krazek podobnym krazkiem metalowym 10 z wgte-
bieniami, w ktérych wykonano lekkie naciecia lub
otworki dla ulatwienia uj§cia gazéw substancji
getterujacej.

Krazki 8 i 10 lgczy sie ze sobg na brzegach przy
pomocy punktowego zgrzewania lub zaci$niecia
brzegbw, po czym umieszcza sie wewnatrz kon-
strukceji lampy i wygrzewa w znany sposéb.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do pochlaniania gazu w lampach
elektronowych Iub innych przyrzadach préz-
niowych umozliwiajgce odgazowanie i akty-
wowanie, wewnatrz lampy, nierozpylanej sub-
stancji getterujacej wzglednie rozpylanie i pra-
widlowe osadzenie na $ciankach balonu lampy
substancji pochlaniajgcych gazy znamienne
tym, ze substancja getterujaca (3) rozlozona
jest porcjami w spos6b nieciggly pomiedzy
dwoma jednostronnie platerowanymi tasmami
metalowymi (1) i (4) przy czym tasmy te zla-
czone sg brzegami a nastepnie zwiniete
w ksztalt cienkoSciennego walca (6) lub stoz-
ka (7) dostosowany do okre§lonego zestawu
elektrod lampy lub przyrzadu prézniowego.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 znamienne tym,
ze substancja getterujgca umieszczona jest we
wglebieniach (2) wykonanych wzdluz jednej
lub obydwu tasm (1 i 4).

3. Odmiana urzadzenia wedlug zastrz. 1 znamien-
na tym, Ze substancja getterujgca (3) umiesz-
czona jest we wglebieniach (8) rozlozonych na
obwodzie krazka (8) wykonanego z jednostron-
nie platerowanej blachy metalowej, ktory jest
nakryty drugim krazkiem (10) z wglebieniami
zawierajgcymi naciecia w celu odparowania
materialtu getterujgcego, lub otwory w przy-
padku uzycia getteru nierozpylanego.
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